
 
立即發佈：2025 年 12 月 16 日  KATHY HOCHUL 州長 

 

HOCHUL 州長宣布 NY CREATES 與日本 SCREEN 公司達成 7,500 萬美元戰略合作，

旨在加強美日半導體研發協作  

  
Hochul 州長投資 10 億美元撬動 90 億美元產業資金後，奧爾巴尼納米科技綜合園持續

發揮增長引擎作用  

  
SCREEN 將使用 NY Creates 新建的 NanoFab Reflection 大樓中 10,000 平方呎潔淨室

空間，及 5,000 平方呎辦公空間 

  
Kathy Hochul 州長今日宣布，北美最先進的非營利性半導體研發中心奧爾巴尼納米科技

綜合園 (Albany NanoTech Complex) 的所有者及運營者——紐約州研究、經濟發展、技

術、工程與科學中心 (New York Center for Research, Economic Advancement, 

Technology, Engineering, and Science, NY Creates) 與日本半導體設備製造企業、濕法

刻蝕與清洗應用領域的領導者 SCREEN 公司達成一項戰略性國際合作。此次合作彰顯了

雙方共同致力於推動先進晶片相關研發、拓展協作關係，並加強美日高科技生態系統中的

勞動力培養。新協議內容包括：SCREEN 將使用 Creates 新建的 NanoFab Reflection 大

樓（目前正在建設中）內 10,000 平方呎的潔淨室空間，以及位於 Creates 奧爾巴尼納米

科技綜合園的 5,000 平方呎辦公空間；在為期十年的研發合作中，前三年預計投入資金

超過 7,500 萬美元。  

  
Hochul 州長表示：「與 SCREEN 公司達成的這項新協議，標誌著紐約州在半導體創新

領域的全球領導地位再迎重要里程碑。隨著 SCREEN 對 NY Creates 及首府地區的投

資，我們的高科技生態系統持續擴展，正引領美國先進製造業的復興。紐約正引領半導體

產業回流的浪潮，這一舉措不僅帶來優質工作崗位，增強社區活力，更支撐著強勁的創新

經濟。」  

  
12 月 16 日，NY Creates、帝國州發展公司 (Empire State Development) 以及總部位於

日本京都的 SCREEN Holdings Company Ltd. 在東京 SCREEN 公司門前仲町 

(Monzennakacho) 工廠舉行儀式，由 NY Creates 總裁 Dave Anderson、SCREEN 控股

公司總裁兼執行長 Masato Goto，以及新成立的 SCREEN 美國先進技術中心 (Advanced 

Technology Center of America, ATCA) 總裁 Ian Brown 共同簽署正式運營協議。  

  
NY Creates 總裁 Dave Anderson 表示：「創新中心很榮幸能與 SCREEN 公司展開此

次合作。在 Kathy Hochul 州長為我們園區投入 10 億美元、行業合作夥伴追加 90 億美元



投資的基礎上，此次合作將吸引更多增長機遇，並深化我們與日本尖端生態系統的緊密聯

繫。SCREEN 公司在奧爾巴尼納米科技綜合園設立全新研發中心，彰顯了我們共同推動

紐約州乃至全美半導體研發與創新的決心。我們亦衷心感謝帝國州發展公司為促成此次合

作所做的努力，使我們得以向 SCREEN 開放世界一流的設施。SCREEN 在技術與創新

領域的卓越專長，將進一步推動本地區半導體研發、勞動力培養及經濟發展進程。」  

  
SCREEN 總裁兼執行長 Masato Goto 表示：「SCREEN 衷心感謝 NY Creates 及帝國

州發展公司各方的通力合作，使我們得以在奧爾巴尼納米科技綜合園建立日本以外的首個

研發基地，旨在增強我們在半導體生產設備業務領域的產品競爭力。SCREEN ATCA 將

拓展我們與園區現有客戶、全球客戶及合作夥伴的互動能力與規模，為新增長奠定堅實的

商業基礎。」  

  
帝國州發展公司 (Empire State Development) 總裁、執行長兼專員 Hope Knight 表

示：「在 Hochul 州長的領導下，紐約州正引領美國在半導體研發與製造領域的復興。

SCREEN 在 NY Creates 設立的新中心將依託紐約州與日本的牢固夥伴關係，推動高科

技生態系統間的半導體創新協作。」  

 
透過此次新合作，Creates 與 SCREEN 旨在聯結美日兩國的領先機構，依託雙方網路推

動半導體研發創新，同時發揮互補優勢，進一步促進各自高科技生態系統的發展。ATCA 

旨在加速從濕法工藝領域到熱處理、先進封裝等新興技術領域的核心技術驗證與設備開

發。  

  
SCREEN 是半導體濕法刻蝕與清洗工藝的全球領導者，擁有包括濕法處理、塗布/顯影、

退火及影像處理在內的一系列核心技術。此次與 Creates 的合作，進一步完善了日益擴

大的國內外合作夥伴網路，為 Creates 創新中心的成功發展提供了有力支援。隨著 

Creates 全新 NanoFab Reflection 設施的建立，越來越多的合作專案得以實現。該設施

亦將成為 Creates 的極紫外 (EUV) 光刻中心的所在地。該中心目前提供標準 NA EUV 光

刻服務，並預計於 2026 年實現高數值孔徑 (High NA) EUV 光刻能力的應用。  

  
占地 31 萬平方呎的 NanoFab Reflection 大樓是 Hochul 州長半導體戰略的核心組成部

分，亦是對發展 NY Creates 奧爾巴尼納米科技綜合園的重要投資，該園區已是全美頂尖

的公私合營半導體研發中心。該專案將創造數百個新的永久性高科技崗位，吸引 90 億美

元的私人投資，並發揮與大學、勞動力培養計劃及全球半導體公司擴展合作夥伴關係的力

量。  

  

州長近期出席了 NanoFab Reflection 設施的封頂儀式，標誌著該大樓主體結構最後一根

鋼樑安裝完畢，突顯了其按計劃推進的建設進度。該建築預計將於明年年底竣工。  

  
參議員 Charles Schumer 表示：「SCREEN 與 NY Creates 達成的這項 7,500 萬美元

的新合作，進一步確立了奧爾巴尼納米科技園作為全球半導體研發樞紐的地位，並表明奧

爾巴尼是引領美國半導體研發的理想之地。全球企業正逐漸認識到我長期以來的認知：投

資奧爾巴尼納米科技園，是開拓半導體技術新疆域的關鍵。得益於 Hochul 州長的領導，
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該園區即將成為北美首個也是唯一一個公有 High NA EUV 光刻中心，是開拓半導體技術

新前沿的關鍵所在。我將繼續努力爭取更多投資，以支援奧爾巴尼和 NY Creates 的工

作。這些舉措對我們的經濟、國家安全和技術未來至關重要。」  

  
關於 NY Creates  

NY Creates 作為先進電子領域從實驗室到工廠的橋樑，致力於培育公私合作與產學研夥

伴關係，以推動技術開發與創新。NY Creates 致力於吸引並引領與產業緊密相關的創新

與商業化專案，這些專案不僅能吸引重大投資，推動新興技術研發，更能創造未來就業崗

位。NY Creates 運營著全球最先進的設施，擁有逾 2,700 名行業專家與教職人員，管理

著超過 250 億美元的公共及私人投資，使其立於全球高科技創新與商業化的中心。如需

瞭解更多資訊請造訪 www.ny-creates.org。  

  
關於 SCREEN 公司 

SCREEN Holdings 是一間控股公司，旗下管理四間核心業務公司：半導體生產設備 

(SPE)、印刷製版設備 (GA)、顯示器生產設備 (FT) 以及印刷電路板相關設備 (PE)。

SCREEN 成立於 1943 年，最初作為印刷製版設備製造商，現已將業務拓展至電子行

業，持續推動所服務領域的創新發展。其 SPE 部門是全球半導體市場晶圓加工設備領域

的領先製造商。該公司在晶圓濕法蝕刻和清洗領域始終保持全球最高市場份額，並提供涵

蓋光刻、退火、測量/檢測系統等半導體生產全流程的綜合解決方案。可造訪 

www.screen.co.jp/en 瞭解更多資訊。  

  

###  
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